
























专利名称(译) 液晶显示装置，其制造方法以及电子设备
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[标]发明人 IIJIMA CHIYOAKI
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优先权 2003135995 2003-05-14 JP
2002143230 2002-05-17 JP

其他公开文献 US20040090568A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种即使在透射模式下也能够进行明亮显示的半透半反液晶
显示装置及其制造方法。 本发明的液晶显示装置具有插入在彼此相对设
置的上基板1和下基板2之间的液晶层4，设置在上面的一对偏振层（偏振
板17和偏振层26）液晶层4下方和反射层21部分地设置在各个点内。偏
振层26形成在设置在下基板2的内表面上的电极层25上方，以向液晶层4
施加电压。偏振层26也比密封材料5更向内侧形成。
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